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Abstract (en)
The dial (23) has a visible surface including raised and recessed areas (28, 29). A first enamelled part (25) is formed by a substrate with a hole.
Second and third enamelled parts (24, 27) are formed by another substrate. The second and third parts include a main projecting face that is larger
than a section of the hole. One of the parts includes an enamel coated substrate. The second and third parts are secured to the first part so as to
totally cover periphery of the hole for forming the dial. One of the parts includes a nacre coated substrate. An independent claim is also included for
a method for manufacturing a partially enamelled dial.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte a un cadran au moins partiellement émaillé dont la surface visible comporte des zones en relief comportant une premiére
piéce en céramique ou en un autre substrat compatible revétue ou non d'émail comportant au moins une lumiére traversant et au moins une
deuxiéme piéce en céramique ou en un autre substrat compatible revétue ou non d'émail. Selon l'invention, ladite au moins une deuxiéme piece
comporte une face principale en projection qui est plus grande que la section de ladite au moins une lumiére et ladite au moins une deuxiéme
piéce est solidarisée contre la premiere piece en recouvrement de ladite au moins une lumiére afin de former un cadran en relief au rendu amélioré.
L'invention se rapporte également au procédé de fabrication d'un tel cadran. L'invention concerne le domaine des cadrans au moins partiellement
émaillés.
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